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1.一种手术室用纱布清点装置，其特征在于：包括底座、固定安装在所述

底座上的一号纱布清点盘和设置在所述底座上的二号纱布清点盘，所述一号纱

布清点盘包括固定安装在所述底座上的一号清点盘和固定安装在所述一号清

点盘底部且相对所述一号清点盘的中心轴圆形阵列分布的若干一号纱布放置

斗，所述一号清点盘上相对每个所述一号纱布放置斗均设置有一号放置孔槽，

所述二号纱布清点盘包括二号清点盘、固定安装在所述二号清点盘底部且相对

所述二号清点盘的中心轴圆形阵列分布的若干二号纱布放置斗、固定连接在所

述二号清点盘底部的穿插柱，所述二号清点盘上相对每个所述二号纱布放置斗

均设置有二号放置孔槽，所述穿插柱穿插在所述底座上，且所述穿插柱在所述

底座上可竖直活动。 

2.根据权利要求 1所述的一种手术室用纱布清点装置，其特征在于：所述

底座包括底盘、固定连接在所述底盘上的固定柱和固定连接在所述固定柱顶端

的开口管，所述一号清点盘上设有可穿过所述开口管的圆孔，所述一号清点盘

固定安装在所述固定柱上，所述穿插柱穿插在开口管中，所述穿插柱可在所述

开口管中活动。 

3.根据权利要求 2所述的一种手术室用纱布清点装置，其特征在于：所述

开口管侧面设有两个相对设置的竖直开口，在其中一个所述开口位置设有摩擦

切面。 

4.根据权利要求 3所述的一种手术室用纱布清点装置，其特征在于：所述

穿插柱上相对两个所述开口对应设有开口条，在其中一个所述开口条上螺纹连

接有活动调节钮，所述活动调节钮位于所述摩擦切面一侧。 

5.根据权利要求 2所述的一种手术室用纱布清点装置，其特征在于：所述

二号清点盘上设有用于避开所述开口管的避位环孔。 

6.根据权利要求 1所述的一种手术室用纱布清点装置，其特征在于：所述

一号纱布清点盘还包括放置在每个所述一号放置孔槽中的一号压环，所述二号
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纱布清点盘还包括放置在每个所述二号放置孔槽中的二号压环。 

7.根据权利要求 1-6 任一项所述的一种手术室用纱布清点装置，其特征在

于：所述一号纱布放置斗和所述二号纱布放置斗均为透明材料制成。 

 

 


